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POLI(METACRILATO DE METILA) MODIFICADO POR OLIGOSSILSESQUIOXANO
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Oligbmeros baseados em silsesquioxanos poliédricos, POSS, tém sido muito estudados nestes
ultimos cinco anos, como agentes de reforgo de dimensbdes nanométricas, em polimeros orgéanicos.
Estruturalmente os POSSs comportam-se como materiais hibridos, pois apresentam um nucleo
inorganico formado por ligagcées Si-O-Si, modificado por fungdes orgénicas, que permitem sua
insercdo no polimero. O objetivo deste trabalho foi a modificagdo de poli(metacrilato de metila),
PMMA, com o oligo(metacriloxipropil)silsesquioxano, soluvel em solventes orgéanicos usuais. O
POSS e PMMA/POSS obtidos foram caracterizados por espectro infravermelho, analise
termogravimétrica, calorimetria diferencial de varredura, andlise dindmico-mecanica, e microscopia
eletrénica de varredura. Observou-se a presenca de Si-OH residuais no POSS e uma diminuigédo
na temperatura de transicao vitrea no PMMA/POSS, sugerindo um efeito plastificante do POSS no

polimero organico.
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